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1. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELOW EMISJI ORAZ INNE ISTOTNE WYDARZENIA
W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

a. Podsumowanie dziatalnosci dziatu rozwoju biznesu Emitenta w maju 2018 r.

W maju 2018 r. dziatania zespotu rozwoju biznesu Emitenta skupiaty sie na trzech istotnych obszarach:

e poszukiwaniu partneréw zainteresowanych wspoélnym rozwojem technologii XTPL poprzez zawarcie
umow typu JDA (joint development agreement) lub JV (joint venture), a w efekcie wdrozenie przemystowe
technologii XTPL;

o formowaniu Rady Doradczej;

e pozyskiwaniu klientéw zainteresowanych zakupem drukarek laboratoryjnych;

Obszar JV/JDA:

e Laboratorium aplikacyjne Emitenta wykonato dedykowane proébki dla kolejnych zainteresowanych
partneréw przemystowych, w tym m.in. dla duzego amerykanskiego koncernu dziatajacego w branzy

potprzewodnikéw, o ktérym Emitent informowat w raporcie miesiecznym za kwiecien 2018 r,;

e W ramach wspoétpracy z Global Venture Forum i w efekcie wtasnych rozméw biznesowych
przeprowadzonych w Dolinie Krzemowej oraz kontaktoéw uzyskanych przy okazji targéw Display Week,
pipeline projektéw JV/JDA rozszerzyt sie o kilkanascie pozycji. Obecnie obejmuje on blisko 30 pozyciji
na réznym etapie zaawansowania rozméw. W przypadku kilku z nich Emitent zrealizowat juz wstepne
specyfikacje techniczne pozwalajace na ewaluacje technologii i otwierajagce droge do rozpoczecia
negocjacji umow typu JDA lub JV. Zainteresowane przedsiebiorstwa reprezentuja przede wszystkim rynek
Stanéw Zjednoczonych, a takze Azji, Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu i dziatajg w obszarach
elektroniki uzytkowej, smart packaging, pétprzewodnikéw oraz zabezpieczen antypodréobkowych.

e Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokosc¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
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Obszar drukarek laboratoryjnych:

e W pipeline znajduje sie ponad 20 pozycji - to podmioty zainteresowane beta-testami lub zakupem
drukarki laboratoryjnej z przeznaczeniem do prac nad prototypowaniem, o charakterze zaréwno
instytutéw badawczych i uniwersytetéw, jak i przemystowych centréw R&D. W obu przypadkach,
tj. jednostek naukowych i przemystowych, urzadzenia moga postuzy¢ do realizacji projektéw badawczych
i w konsekwencji do wskazania nowych obszaréw zastosowan technologii XTPL w obszarze elektroniki
drukowanej. W przypadku partneréw przemystowych pozwolag dodatkowo na nawigzanie relacji
technologicznychiotwarcie rozméw o potencjalnymwdrozeniu przemystowym do nowoopracowywanych
przezen produktow.
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Utworzenie i finansowanie dziatalnosci dziatu rozwoju biznesu jest jednym z celéw emisji akcji serii M.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 36189062.
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2. UDZIAt W IMPREZACH TARGOWYCH

DISPLAY WEEK 2018 - NAGRODA ZA NAJWIEKSZY POTENCJAL TECHNOLOGICZNY W STREFIE
INNOWACIJI

W dniach 20-24 maja 2018 r. przedstawiciele Spétki wzieli udziat w konferencji i targach Display Week w Los
Angeles - najwazniejszej imprezy branzowej producentow wyswietlaczy. Podczas wydarzenia XTPL zostato
wyrdznione nagroda za jedna z najbardziej obiecujgcych technologii sposrdd uczestnikow I-Zone (strefa
innowacji). W ten sposdb Spoétka po raz kolejny potwierdzita, ze w drodze do petnej komercjalizacji rozwijanej
technologii wspiera jg globalny przemyst, $wiadomy przetomowosci ultraprecyzyjnego druku
nanomateriatow. Na targach Display Week obecni byli réwniez tacy globalni potentaci, jak Apple, Samsung,
LG Display, Sharp czy Intel.

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY W KATOWICACH

W dniach 14-16 maja 2018 r. przedstawiciele Spétki uczestniczyli w najwiekszym kongresie gospodarczym
w Europie Srodkowo-Wschodniej (11 tysiecy uczestnikéw). Przedstawiciel Spétki byt jednym z prelegentéw
podczas debaty ,Technologie dla klimatu”, odbyt tez kilkanascie spotkan z obecnymi na Kongresie

przedstawicielami biznesu, przemystu i polityki.

Finansowanie udziatu w imprezach targowych jest jednym z celéw emisji akcji serii M.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 36189062.
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3. INNE ISTOTNE WYDARZENIA

ZLOZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO DO KNF

Realizujac uchwate nr03/04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6tki z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
9 maja 2018 r. Zarzad Emitenta ztozyt do Urzedu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie
prospektu emisyjnego, sporzagdzonego w zwigzku z ubieganiem sie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
na rynku regulowanym GPW wszystkich akcji XTPL S.A. Zamiar ubiegania sie o zmiane rynku notowan nie jest
potaczony z nowa emisjg akgcji.

PRZYGOTOWANIA DO UTWORZENIA RADY DORADCZEJ

Zarzad i Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdzity regulamin Rady Doradczej XTPL. Rada Doradcza bedzie ciatem
wspierajacym Zarzad i kluczowych manageréw w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Do jej zadan
naleze¢ bedzie przekazywanie wiedzy eksperckiej przydatnej do rozwoju biznesu i technologii, wspieranie
budowy wiarygodnosci Spétki na rynkach docelowych oraz bezposrednie wspieranie procesu pozyskiwania
klientow. Do grona Rady zostang zaproszone osoby, posiadajgce szerokie doswiadczenie i kontakty w branzy
technologicznej na rynkach docelowych dla Emitenta. Obecnie trwajg rozmowy z kandydatami do formowanego
ciata, gtéwnie z obszaru Stanéw Zjednoczonych.
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Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 36189062.
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4. PODSTAWOWE INFORMACIJE O SPOLCE

Nazwa (firma): XTPL Spoétka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
KRS: 0000619674

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xt-pl.com

E-mail: investors@xt-pl.com

ZARZAD:

e dr Filip Granek - Prezes Zarzadu
e Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu

RADA NADZORCZA:

o Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

e Konrad Pankiewicz

e Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej
e Agnieszka Mtodzinska-Granek do 28.05.2018 r.

e Sebastian Mtodzinski

e Piotr Lembas od 29.05.2018 r.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabry
KRS: 0000619674; NIP: 9512394

ve Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
REGON: 36189062.
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5. PROFIL DZIALALNOSCI EMITENTA

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespét XTPL rozwija innowacyjng w skali
globalnej technologie, umozliwiajgcy ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowym
zgtoszeniem patentowym. Rozwigzanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej - tzw. disruptive
technology i bedzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac badawczych, majacych na celu
zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan na konkretnych polach aplikacyjnych.

Spotka etapowo komercjalizuje swoje rozwigzanie: zamierza dostarczac sprzet do nanodruku, kompatybilne
i dedykowane dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujace odbiorcom m.in. z branzy
elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone
do prac R&D dla dziatéw badawczo-rozwojowych potencjalnych klientéw biznesowych oraz centréw naukowo-
badawczych, natomiast w kolejnej fazie bedg to drukarki przemystowe. W obu przypadkach XTPL bedzie
dostarczac sprzet wraz z unikatowym nanotuszem, zaprojektowanym pod wymogi konkretnego wdrozenia.

Opracowywane przez XTPL rozwigzanie umozliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent
Conductive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzacych, wykorzystywanych przede wszystkim
w branzach producentéw wyswietlaczy, monitoréw, ekranéw dotykowych, a takze w sektorze producentéow
ogniw fotowoltaicznych. Kolejnym, zweryfikowanym juz, zastosowaniem technologii XTPL jest naprawa
uszkodzonych metalicznych potaczen przewodzacych (do zastosowania m.in. w wyswietlaczach, obwodach
drukowanych oraz ogniwach fotowoltaicznych). Jednoczesnie, ze wzgledu na platformowy charakter rozwijanej
technologii Spétka poszukuje mozliwosci zastosowan réwniez w innych obszarach, takich jak m.in:

e produkcja biosensorow;

e technologia zabezpieczen antypodrobkowych.

Siedziba Spotki oraz laboratoria badawcze znajdujg sie na terenie
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+. Obecnie zespét tworzacy
XTPL skfada sie z naukowcéw i technologéw o interdyscyplinarnym
doswiadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji
numerycznych (10 oséb posiada stopien doktora nauk). XTPL to takze
grupa specjalistéow z zakresu zarzadzania strategicznego i komercjalizacji
technologii z doswiadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju
produktow, marketingu i rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt,
ze w kadrze Emitenta znalazto sie wielu profesjonalistéw, posiadajacych
rozwijane na miedzynarodowych rynkach know-how, wspétpracujacych
w swojej karierze zawodowej z globalnymi korporacjami i instytutami

badawczymi.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci. 7
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 36189062.
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6. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTAW TRYBIE

RAPORTU BIEZACEGO W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

RAPORTY BIEZACE | OKRESOWE:

1. Raport nr13/2018 (9.05.2018) Ztozenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzedu Komisji
Nadzoru Finansowego

Raport nr 14/2018 (14.05.2018) Raport miesieczny kwiecien 2018 roku

Raport nr 15/2018 (15.05.2018) Jednostkowy raport kwartalny za | kwartat 2018 roku

Raport nr 16/2018 (28.05.2018) Rezygnacja i powotanie Cztonka Rady Nadzorczej

Raport nr 17/2018 (29.05.2018) Uchwaty podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spotki XTPL S.A.
z siedzibg we Wroctawiu w dniu 28 maja 2018 roku

vk N

RAPORTY BIEZACE ESPI:

1. Raport nr 4/2018 (30.05.2018) Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby gtosow
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu, ktére odbyto sie 28.05.2018 roku

. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJACY WYDARZENIA MAJACE MIEC MIEJSCE W CZERWCU 2018 r.

(LUB POZNIEJ), KTORE DOTYCZA EMITENTA | SA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA INTERESOW INWESTOROW,
W SZCZEGOLNOSCIDATY PUBLIKACJIRAPORTOW OKRESOWYCH, PLANOWANYCHWALNYCH ZGROMADZEN,
OTWARCIA SUBSKRYPCJI, SPOTKAN Z INWESTORAMI LUB ANALITYKAMI, ORAZ OCZEKIWANY TERMIN
PUBLIKACJI RAPORTU ANALITYCZNEGO

13 lipca 2018 r. - publikacja raportu miesiecznego za czerwiec 2018 r.

. INFORMACJE NA TEMAT WYSTAPIENIA TENDENCJI | ZDARZEN W OTOCZENIU RYNKOWYM EMITENTA,

KTORE W OCENIE EMITENTA MOGA MIEC W PRZYSZtOSCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWE)J
ORAZ WYNIKOW FINANSOWYCH EMITENTA

W ocenie Zarzadu Emitenta, w okresie objetym niniejszym raportem miesiecznym nie wystgpity zdarzenia i nie
pojawity sie nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spétki, ktére mogtyby mieé istotne znaczenie dla

kondycji finansowej oraz wynikéw finansowych.

W IMIENIU ZARZADU:

Filip Granek
Prezes Zarzadu

/ dla Wroctawia Fa e Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokosc¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
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